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Abstract (en)
The method involves cooling a feed air stream (3) in a main heat exchanger (2), where the cooling process is initiated in a high-pressure column (6).
A liquid buffer (33) is arranged between the lower end of the lowermost mass transfer section of a low-pressure column (7) and a main condenser
(8). The liquid buffer is designed for storage of liquid. The liquid is introduced into the liquid buffer from the bottom of the main condenser during
load reduction. An independent claim is included for an apparatus for generating an oxygen product by low-temperature fractionation of air.

Abstract (de)
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Erzeugung eines Sauerstoffprodukts durch Tieftemperaturzerlegung von Luft mit einem
Destilliersaulen-System zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung, das ein Hochdruckséule (6) und eine Niederdrucksaule (7) aufweist, die
Stoffaustauschabschnitte enthalten. Ein Einsatzluftstrom (1, 3, 5) wird in einem Hauptwérmetauscher (2) abgekuhlt und in die Hochdruckséule
(6) eingeleitet. Ein sauerstoffangereicherter Produktstrom (28) wird aus dem unteren Bereich der Niederdrucksaule (7) abzogen, in dem
Hauptwarmetauscher (2) angewarmt und als Sauerstoffprodukt (29) gewonnen. Flissigkeit, die aus dem untersten Stoffaustauschabschnitt (32)
der Niederdrucksaule (7) ablauft, wird in einen Hauptkondensator (8) eingeleitet, der als Badverdampfer und Kondensator-Verdampfer ausgebildet
ist. Zwischen dem unteren Ende des untersten Stoffaustauschabschnitts (32) der Niederdruckséule (7) und dem Hauptkondensator (8) ist ein
Flussigkeitspuffer (33) angeordnet. Bei einer Lastverminderung wird FlUssigkeit in den Flussigkeitspuffer (33) eingeleitet und dort gespeichert. Bei
einer Lasterhdhung wird in dem Flussigkeitspuffer (33) gespeicherte Fllssigkeit in den Hauptkondensator (8) eingeleitet (34).
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